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Abstract (de)
Das erfindungsgemässe Reinigungskonzentrat ist erhältlich durch Zusammengabe folgender Komponenten:- 7 bis 12 Gew.-% Natiumcitrat-
dihydrat;- 7 bis 12 Gew.-% einer 65:35 v/v Mischung von Ethyllaktat und Ethanol;- 1.5 bis 5 Gew.-% einer nichtionischen Tensidkomponente,0.1
bis 1.5 Gew.-% Zitronensäuremonohydrat in einem Mengenanteil derart, dass sich in der Reinigungslösung ein pH-Wert von 5 bis 7 ergibt, und- der
Rest Wasser.Daraus lässt sich eine wässrige pH-neutrale Reinigungslösung durch Verdünnung mit entionisiertem Wasser auf das 2- bis 4-fache
Volumen herstellten. Die Reinigungslösung ist zum Entfetten sowie zum Entfernen von Verunreinigungen an nichtmetallischen und metallischen
Gegenständen geeignet.
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